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DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL

6.3.4.3 Centrifugar por 20 minutos e filtrar o liquido sobrenadante através de uma membrana de
filtro. Ao residuo adicionar 3 mL de 4cido cloridrico diluido (HC1 7,3 %) e 9 mL de 4gua purificada
e ferver novamente;

6.3.4.4 Centrifugar por 20 minutos e filtrar o liquido sobrenadante através da mesma membrana de
filtro e lavar o residuo com pequenas quantidades de dgua purificada;

6.3.4.5 Juntar os filtrados, lavar e diluir com 50 mL de 4gua purificada;

6.3.4.6 Em 20 mL da solugfio, adicionar 50 mg de acido ascorbico e 1 mL de amdnia concentrada
(cercade 18 M);

6.3.4.7 Neutralizar com aménia diluida (cerca de 2 M) e Diluir para 25 mL com 4gua purificada;
6.3.4.8 12 mL da solucdo obtida deve ser usada para cumprir o teste A (BP) e preparar o padréo
usando a solugfo padrio de chumbo (1 ppm), proceder conforme POP DIFIQ MG 013;

6.3.4.9 Critério de aceitagfio: O limite méaximo € de 25 ppm.
6.3.5 Perda por (ignicéo) incineragio”

6.3.5.1 Determinar na amostra utilizada na perda por dessecacfio em cadinho de silica (previamente
calcinado) a 1000 +25 °C por 2 horas, até peso constante conforme POP DIFIQ MG 121;

6.3.5.2 Em amostra previamente seca nio mais que 2,0 % de peso.
6.3.6 Arsénio®
6.3.6.1 Solucdo amostra

6.3.6.1.1 Pesar 2,5 g da amostra e adicionar 50 mL de acido cloridrico 3 N;

6.3.6.1.2 Deixar em refluxo por 30 minutos, usando 4gua no condensador;

6.3.6.1.3 Resfriar, filtrar com ajuda de sucg#o, e transferir para balfio volumétrico de 100 mL;
6.3.6.1.4 Lavar o filtro e o balo com vérias por¢cdes de dgua quente e transferir a dgua de
lavagem para o baldo volumétrico;

6.3.6.1.5 Resfriar e completar o balfio volumétrico com agua purificada;

6.3.6.1.6 Proceder conforme POP DIFIQ MG 010.

POP DIFIQ MP 078 REV 006 CONFIDENCIAL Pégina S de 8




Titulo Status

DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL Y

0 |

6.3.6.2 Procedimento

6.3.6.2.1 Uma porgdo de 15 mL de soluciio de amostra, a que foram adicionados 3 mL de 4cido
cloridrico, atende aos requisitos do teste, sendo a adi¢go do acido sulfiirico 7 N omitido;
6.3.6.2.2 Critério de aceitagdo: Néo mais que 8 ppm.

6.4 Doseamentob

6.4.1 Para o residuo obtido em perda por incineragfo, adicionar 0,2 mL de Acido sulfiirico €
Alcool suficiente para molhar o residuo completamente;

6.4.2 Adicionar 6 mL de acido fluoridrico e evaporar até secura em uma placa quente entre 95 a
105° C, tendo o cuidado de evitar a perda de p6;

6.4.3 Lavar as paredes da placa com 6 mL de acido fluoridrico e evaporar até a secura;

6.4.4 Submeter aignicfio a 900 £+ 50 °C;

6.4.5 Deixar esfriar em dessecador e pesar; '

6.4.6 A diferenca entre a massa do residuo final e a massa do residuo obtidos no ensaio de residuo
por incineragfio d4 a quantidade de SiO; e a quantidade da substéncia para o produto examinado;
6.4.7 Critério de aceitaggo: Entre 99,0% e 100,5% de SiO,,

7. FREQUENCIA

7.1  De acordo com a necessidade de andlise do produto.

8. RESPONSABILIDADES

Atividades

Técnico
Chefia da
DIFIQ
Coordenacéio
do COQUA |

Realizacio das analises fisico-quimicas da matéria-prima Didxido de silicio %
coloidal

o

Aprovagfo ou reprovagido da matéria-prima X X
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